
会议时间：2019 年 11 月 15 日至 18 日（15 日为会议报到日） 

会议地点：杭州，杭州宝盛宾馆（萧山区市心中路 618 号） 

第十五届全国薄膜技术学术研讨会 

第二轮会议通知 

主办单位：中国真空学会薄膜专业委员会 

承办单位：浙江大学 

支持媒体：《真空科学与技术学报》、《真空与低温》、《真空》 

会议组织机构 

组织委员会：潘  峰、韩高荣、任  妮、汪爱英、陈月增、田修波 

会议特邀报告 

会议将邀请国内外真空薄膜与表面工程领域的知名专家做特邀报告，目前特邀报告人正在确

定及更新中。 

会议内容 

本次会议将研讨、展示近两年来我国薄膜材料与技术的最新成就，将邀请薄膜技术研究

方面有资深造诣的院士、专家到会作精彩报告，将成为薄膜技术学术研究和产业应用交融的

又一次盛会。 

会议论文征集情况 

自本届会议第一轮通知（征文通知）发布以来，得到了全国真空薄膜领域的广大科研工作者

的支持，全部论文摘要将收录《第十五届全国薄膜技术学术研讨会论文摘要集》。 

论文现场发表形式 

本届会议论文发表采用报告形式，企业参展可采用展台和易拉宝形式。采用会议报告方式的

作者请事先准备好电子版 PPT 文件。大会主旨报告时间为 40 分钟，特邀报告的报告时间为 30

分钟，分会邀请报告的报告时间为 25 分钟，其他专题报告的报告时间为 20分钟（以上报告时间

均含提问）。本届会议将评选 10篇优秀报告，对所评选的优秀报告，将颁发优秀论文证书及奖金。 

企业产品展示及技术推介 

1、将允许有关企业在会议举办的同时在会议组委会指定的时间段提供 15 分钟的产品宣传

（第一天全体大会上）。收费标准：2万元，免 1人会议注册费； 

2、会议论文集将安排少量封面、封底和插页广告，客户需提供 A4版面的电子版文本。收费

标准：封二、封底 1万元，插页 6千元，免 1人会议注册费； 

3、将允许有关企业在会议举办的同时在会议组委会指定的地点展示真空薄膜设备和产品。

因会场展位容量有限，先到先得，所以需要展位的企业须事先预定展位并缴费，每个展位定价 1

万元，免 1人会议注册费。有关展位的情况及平面图等需求会议组委会做出具体安排后给出，有

需求的企业可以跟组委会联系。 

会议收费 

1、 会议注册费：一般代表 1200 元，学生代表 800 元（凭有效学生证），因此次会议参会人

数较多，请大家提前将会议注册费汇入以下账户： 

公司名称:中国真空学会 

开户银行：中国建设银行北京石景山支行营业部 




